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Double-Dipléme parcours Mathématiques, Physique et Applications

Les données de la formation

Les tableaux suivants permettent de suivre I'évolution du nombre de candidats, par formation et par groupe, depuis ceux qui
confirment le voeu jusqu'a ceux qui acceptent la proposition correspondante. Ces tableaux sont déclinés selon plusieurs éléments.
Les données de la formation correspondent aux données de la phase principale, calculées au 11 juillet 2026.

Elles ne prennent pas en compte les données de la phase de gestion des démissions.

Université Paris-Saclay - Campus de Versailles - Licence - Double diplé6me - Licence Mathématiques, Physique et Sciences pour
I'Ingénieur - Licence Double-Dipléme parcours Mathématiques, Physique et Applications (41045)

Rappel des taux appliqués pour cette formation
Taux minimum de candidats boursiers fixé par le recteur : 9%



Syntheése des candidatures, classements et admissions

Formation Jury
d'affectation

Université Paris- Jury par
Saclay - Campus de défaut
Versailles - Licence -

Double dipléme -

Licence

Mathématiques,

Physique et Sciences

pour l'Ingénieur -

Licence Double-

Diplébme parcours
Mathématiques,

Physique et

Applications (41045)

Groupe

Tous les
candidats

Nombre de
places
proposées

35

Nombre de
candidats qui
ont confirmé le
voeu

3566

Nombre de
candidats
classés (parmi
ceux qui ont
confirmé le veeu)

2232

Nombre de
candidats en
position de
recevoir une
proposition
d'admission
(parmi ceux qui
ont confirmé le
voeu)

1109

Nombre de
candidats qui ont
accepté la
proposition

33



Suivi des candidats par sexe

Formation Jury
d'affectation

Université Paris-
Saclay - Campus de
Versailles - Licence -
Double dipléme -
Licence
Mathématiques,
Physique et
Sciences pour
I'Ingénieur - Licence
Double-Dipléme
parcours
Mathématiques,
Physique et
Applications (41045)

Jury par
défaut

Groupe

Tous les
candidats

Sexe

Féminin
Masculin

Total

Nombre de
candidats qui
ont confirmé

le voeu

1123
2443

3566

Nombre de
candidats
classés (parmi
ceux qui ont
confirmé le
veoeu)

71
1521

2232

Nombre de
candidats en
position de
recevoir une
proposition
d'admission
(parmi ceux qui
ont confirmé le
voeu)

408
701

1109

Candidats ayant accepté la

proposition
Nombre Pourcentage
9 273%
24 72,7 %
33 100 %



Suivi des candidats par type de baccalauréat

Formation
d'affectation

Université Paris-
Saclay - Campus
de Versailles -
Licence - Double
dipléme - Licence
Mathématiques,
Physique et
Sciences pour
I'Ingénieur -
Licence Double-
Dipléme parcours
Mathématiques,
Physique et
Applications
(41045)

Jury

Jury par
défaut

Groupe

Tous les
candidats

Type de bac

Baccalauréat
Général

Baccalauréat
Technologique

Mention
au bac

Echec au
bac

Sans
mention

AB
B
TB
TBF
Total

Echec au
bac

Sans
mention

AB
B

TB

Nombre de
candidats
qui ont
confirmé le
voeu

19

213

406
1102
1367

346

3453

10

Nombre de
candidats
classés
(parmi ceux
qui ont
confirmé le
Vveeu)

37

79
624
1156
333

2229

Nombre de
candidats en
position de
recevoir une
proposition
d'admission
(parmi ceux
qui ont
confirmé le
voeu)

0

23

110
677
292

1106

Candidats ayant accepté la

proposition
Nombre Pourcentage

0 0%
2 6,3%
1 31%
8 25%
14 43,8 %
7 219 %
32 100 %
0

0

0

0



Formation Jury Groupe Type de bac Mention Nombre de Nombre de Nombre de Candidats ayant accepté la

d'affectation au bac candidats candidats candidats en proposition
qui ont classés position de Nombre Pourcentage
confirmé le | (parmi ceux recevoir une
veeu qui ont proposition
confirmé le d'admission
veeu) (parmi ceux
qui ont
confirmé le
veoeu)
Total 23 0] 0] 0
Baccalauréat Echec au 1 0 0 0
Professionnel bac
Sans 1 0 0 0]
mention
AB 2 0 0 0
B 1 0 0 0
Total 5 0] 0] 0]
Diplomes Sans 55 2 2 1 100 %
étrangers mention
équivalents au
bac AB 8 0 0 0 0%
B 8 0 0] 0 0%
B 9 0 0] 0 0%
TBF 4 1 1 0 0%
Total 84 3 3 1 100 %
Autres diplomes TBF 1 0 0 0

de niveau bac
Total 1 0 0 0



Suivi des candidats par profil

Formation Jury Groupe Profil Nombre de Nombre de Nombre de Candidats ayant accepté la
d'affectation candidats qui candidats candidats en proposition
ont confirmé @ classés (parmi position de Nombre Pourcentage
le voeu ceux qui ont recevoir une
confirmé le proposition
vosU) d'admission

(parmi ceux qui
ont confirmé le

veeu)

Université Paris- Jury par Tous les En terminale 2793 2177 1105 32 97 %
Saclay - Campus de  défaut candidats
Versailles - Licence En réorientation 610 45 1 0 0%
i .Double diplome - Non scolarisés 48 3 0 0 0%
Licence
Mathématiques, Scolarité 103 6 2 1 3%
Physique et étrangere
Sciences pour
I'Ingénieur - Autres 12 1 1 0 0%
Licence Double-

Total 3566 2232 1109 33 100 %

Dipléme parcours
Mathématiques,
Physique et
Applications
(41045)



Suivi des candidats par choix d’enseignements de spécialité en série générale et technologique, ou par spécialité en série

professionnelle

Les données de ces tableaux ont été calculées en prenant en compte tous les candidats qui ont suivi une scolarité francaise en terminale générale, technologique ou
professionnelle depuis I'année scolaire 2020-2021.

Formation Jury
d'affectation

Université Paris-
Saclay - Campus de
Versailles - Licence -
Double diplébme -
Licence
Mathématiques,
Physique et Sciences
pour I'Ingénieur -
Licence Double-
Diplébme parcours
Mathématiques,
Physique et
Applications (41045)

Jury par
défaut

Type de bac

Baccalauréat
Général

Baccalauréat
Technologique

Baccalauréat
Professionnel

EDS1&EDS 2/ Nombre de Nombre de
Spécialité candidats qui candidats
ont confirmé le = classés (parmi
veeu ceux qui ont
confirmé le
veoeu)
Mathématiques 3194 2160
Spécialité &
Physique-Chimie
Spécialité
Autres doublettes 200 68

A noter : Les données ne sont pas statistiquement significatives.

Nombre de
candidats en
position de
recevoir une
proposition
d'admission
(parmi ceux qui
ont confirmé le
veoeu)

1072

33

Nombre de
candidats qui
ont accepté la

proposition

30

Elles ne sont pas affichées.

A noter : Les données ne sont pas statistiquement significatives. Elles ne sont pas affichées.

A noter : Les doublettes d'enseignements de spécialité, relatives 3 la série générale ou technologique, ou les spécialités de la série professionnelle affichées sont présentées
dans I'ordre décroissant de représentativité (calculée sur la base des candidats qui ont confirmé le veeu).



Répartition des candidats de la série générale, a différentes étapes de la procédure, en fonction de leurs doublettes d'enseignements de spécialité

Formation
d'affectation

Université Paris-Saclay
- Campus de Versailles
- Licence - Double
dipléme - Licence
Mathématiques,
Physique et Sciences
pour I'Ingénieur -
Licence Double-
Diplébme parcours
Mathématiques,
Physique et
Applications (41045)

Jury

Jury par défaut

Doublette EDS
Significatives

Mathématiques
Spécialité & Physique-
Chimie Spécialité

Autres doublettes

Total

Nombre de
candidats qui ont
confirmé le voeu

941 %

59%

100 %

Nombre de
candidats classés
(parmi ceux qui
ont confirmé le
veoeu)

96,9 %

31%

100 %

Nombre de Nombre de
candidats en candidats qui ont
position de recevoir accepté la
une proposition proposition
d'admission (parmi
ceux qui ont
confirmé le voeu)
97 % 938%
3% 6,3 %
100 % 100 %

A noter : Les doublettes d'enseignements de spécialité, relatives 3 la série générale ou technologique, ou les spécialités de la série professionnelle affichées sont présentées
dans l'ordre décroissant de représentativité (calculée sur la base des candidats qui ont confirmé le voeu).



Répartition des candidats de la série technologique, a différentes étapes de la procédure, en fonction de leurs doublettes d'enseignements de spécialité

A noter : Les données ne sont pas statistiquement significatives. Elles ne sont pas affichées.



Répartition des candidats de la série professionnelle, a différentes étapes de la procédure, en fonction de leur spécialité

A noter : Les données ne sont pas statistiquement significatives. Elles ne sont pas affichées.



Les critéres utilisés en 2026

Champs d'évaluation

Résultats académiques

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Savoir-étre

Critéres retenus par la commission
d'examen des voeux

Résultats obtenus en
Mathématiques, Physique/Chimie (ou
Sciences de I'Ingénieur), ou a défaut
Informatique et Sciences du
Numérique.

Le cas échéant, autres résultats
scientifiques

Résultats en Frangais et philosophie

Résultats en Langues

Méthodes de travail

- Autonomie- Capacité a s’investir -
Implication - Capacité a fournir des
efforts - Concentration en classe -
Capacité d’organisation - Ouverture
au monde - Curiosité intellectuelle

Eléments pris en compte pour Degré d'importance des critéres

I'évaluation des critéres

Notes de Premiére et Terminale, et Essentiel
au baccalauréat si disponible, en

spécialités Mathématiques, Physique-

Chimie (ou Sciences de I'Ingénieur),

ou a défaut en Informatique et

Sciences du Numérique.

Le cas échéant, autres notes dans
des matieres scientifiques, y compris
Mathématiques Expertes, notes
obtenues en Premiére ou en
Terminale, ou au Baccalauréat et lors
des années de formations dans
I'Enseignement Supérieur.

Trés important

Notes de terminale en Philosophie et  Complémentaire
Notes de I'épreuve anticipée du
Baccalauréat a I'écrit et a I'oral en

Francais.

Notes de Premiere, Notes de
Terminale LV1

Complémentaire

Appréciation de la Fiche Avenir pour  Important
les lycéens
Appréciation de la fiche Avenir et Important

Projet de Formation motivé



Champs d'évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Engagements, activités et centres d’
intérét, réalisations péri ou extra-
scolaires

Critéres retenus par la commission
d'examen des veeux

- Motivation - Capacité a réussir dans
la formation - Connaissance des
débouchés de la formation -
Connaissance des exigences de la
formation - Adéquation du projet
aux débouchés de la formation

Aucun critere défini pour ce champ
d’évaluation

Eléments pris en compte pour
I'évaluation des critéres

Appréciation de le fiche Avenir et
Projet de Formation motivé

Degré d'importance des critéres

Complémentaire



Prise en compte des enseignements de spécialité (EDS) en séries générale et technologique dans I'examen des
VORUX

Prenez-vous en compte les enseignements de spécialité (voie générale et technologique) dans votre examen des candidatures ?
Oui.
Le poids dans I'examen des candidatures donné aux résultats académiques dans certains EDS :

Est supérieur a celui donné a I'ensemble des autres matieres.

Quels sont les EDS pris en compte pour I'examen des candidatures ?

Série Générale

® Biologie/Ecologie (EDS)

® Mathématiques Spécialité (EDS)

® Numérique et Sciences Informatiques (EDS)

® Physique-Chimie Spécialité (EDS)

® Sciences de la vie et de la Terre Spécialité (EDS)

® Sciences de l'ingénieur (EDS)

® Sciences de l'ingénieur et sciences physiques (EDS)

Série STD2A
® Physique/Chimie (EDS)
Série STI2D

® Physique-Chimie et Mathématiques (EDS)



Série STL
® Physique-Chimie et Mathématiques (EDS)
Série ST2S

® Physique-Chimie pour la santé (EDS)



Criteres éliminatoires

Préciser les critéres quantitatifs voire qualitatifs qui conduisent a ne pas classer certains candidats lors de I'examen des
candidatures

Les candidats n'ayant pas suivi la spécialisté Mathématiques + Physique-Chimie ou Sciences pour I'Ingénieur (voire Sciences du
Numeérique) ne seront pas classés, sauf s'ils ont suivi une année universitaire de remise a niveau scientifique et y ont obtenu de
bons résultats.



Les modalités d’examen des voeux

Les modalités d'examen des voeux

La commission des voeux analye les candidatures et se réunit a plusieurs reprises pour procéder au classement des candidatures.
L'analyse du dossier est pour une grande partie basée sur les notes obtenues conformément a ce qui est indiqué dans "les criteres
utilisés en 2026", avec un poids plus grand pour les notes de terminale (si elles sont disponibles dans les matiéres concernées). La
fiche avenir et le Projet de Formation Motivé sont également pris en compte, conformément a ce qui est indiqué dans "les
critéres utilisés en 2026". Un bonus est mis pour les dossiers comprenant les combinaisons de spécialités suivantes en terminale :
Mathématiques-Physique /Chimie, Mathématiques-Siences de I'ingénieur ainsi que Mathématiques-Sciences du numérique mais
plus faible que les 2 combinaisons précédentes, ou, a défaut, si le candidat ou la candidate a suivi une année de remise a niveau
scientifique. Un petit Bonus est aussi appliqué quand le candidat ou la candidate a suivi la spécialité Mathématiques expertes ety
a obtenu une bonne moyenne.

Avez-vous eu recours a un traitement algorithmique ?

Un traitement algorithmique permettant essentiellement, a partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les
dossiers, de calculer les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en ceuvre par la commission d’
examen des veeux afin de I'aider dans ses travaux, et non se substituer a elle.

Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des voeux en fonction des critéres
que ses membres ont définis, a été utilisé pour effectuer une premiere analyse des candidatures et un pré-classement de ces
derniéres.

La commission d’examen des voeux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.



Nos conseils aux candidats pour la prochaine session

Nos conseils aux candidats pour la prochaine session

Pour suivre cette formation, il est vivement conseillé :- d'avoir suivi en terminale les spécialités Mathématiques et Physique/Chimie
(voire Sciences pour I'Ingénieur ou éventuellement Sciences du numérique), complétées de préférence par Mathématiques
expertes et d'y avoir obtenu de trés bons résultats,- ou d'avoir suivi une formation équivalente, c'est a dire de type baccalauréat
scientifique. Pour les candidats n'ayant pas suivi les spécialités précédentes en terminale, il est conseillé de suivre avec succes une
année de remise a niveau scientifique avant d'étre candidat dans notre double dipléme et d'y avoir obtenu d'excellents résultats.
Plusieurs universités proposent une telle année de remise a niveau scientifique.

Signature :

Président de |'établissement Université Paris-Saclay -

Campus de Versailles,

Camille GALAP



